
Способ нанесения пористых пленок, который включает использование 

низкотемпературной плазмы разряда, обеспечивая электрическую зарядку 

кластеров, извлечение кластеров из плазмы, ускорение в электрическом поле и 

осаждение на подкладку.  

 


